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摘要(译)

公开了一种小分子染料，用于在近红外窗口中成像，即在1000nm-
1700nm波长之间。本发明的染料也可用于光声成像和光热疗法。染料具
有D-A-D（供体 - 受体 - 供体）荧光化合物核心和侧链的结构，使得化合
物具有水溶性并易于与亲水聚合物和/或靶向配体缀合。进一步公开了化
合物CH1055，其可以是PEG化的，与靶向配体缀合，或与牛磺酸缀合。
用于组装靶核心结构的关键步骤包括交叉Suzuki偶联反应，铁还原和N-
噻吩基苯胺诱导的闭环。将四个羧酸基团引入供体 - 受体 - 供体（D-A-
D）型荧光化合物中以赋予一定的水溶性并允许容易地与靶向配体缀合。
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